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Figura 18. Representagdo da estrutura quimica do dcido pentametilfosfonico dietilenotriamina (DETPMP)
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Figura 28. Espessura média da camada de inibidor de corrosdo adsorvido sobre laminas de Si/SiO, em fun¢do da concentragdo de inibidor apds 2 h de adsor¢ao
a 60 x 2 °C. As solugées foram preparadas em HCI 15% (v/v). A linha vermelha corresponde ao ajuste dos pontos experimentais com a equagdo 'y = 1,6342 e
W1219) onde x é a concentragdo (v/v %) de inibidor na solu¢do
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Figura 3S. Micrografia eletronica de varredura obtida para camada de inibidor adsorvida sobre ldmina de Si/SiO, a 60 = 2 °C e na concentragdo de 4 v/v%
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Figura 4S. Andlise de EDS obtida para camada de inibidor adsorvida sobre lamina de Si/SiO, a 60 + 2 °C e na concentragdo de 4 v/v%
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Figura 5S. Espectros de absorbancia na faixa de 380 a 700 nm obtidos para as solugoes sobrenadantes (diluidos 100 vezes) depois da adsor¢do das formulacoes
HCI 15% sobre arenito. Cada curva representa um periodo de adsor¢do
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Figura 6S. Espectros de absorbancia na faixa de 380 a 700 nm obtidos para as solucées sobrenadantes (diluidos 100 vezes) depois da adsor¢do das formulagoes
HCI 13,5% sobre arenito. Cada curva representa um periodo de adsor¢do
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Figura 7S. Andlise de EDS obtida para formulag¢do HCI 15% adsorvida sobre ago.
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Figura 8S. Micrografia eletronica de varredura obtida para formulagées HCl 15% adsorvidas sobre arenito durante 10 min
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Figura 9S. Andlise de EDS obtida para camada adsorvida de formulagdo HCI 13,5% adsorvida sobre arenito durante 10 min
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Figura 108S. Tipica imagem de MEV obtida para formulag¢oes HCl 15% adsorvidas sobre esmectita durante 10 min
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Figura 11S. Andlise de EDS obtida para camada adsorvida de formulagdo HCI 13,5% adsorvida sobre esmectita durante 10 min
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